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“더 맑게 더 선명하게” 광학 표면 처리 관련 
특허 출원 증가

- 높은 시장성에 대한 기대 속에 일본인 출원 강세 

특허청에 따르면, 최근 여가 활동의 증가, 휴대 기기의 
수요 및 디스플레이 산업의 발달에 따라 렌즈․유리 등 
광학 표면 처리 기술에 대한 특허 출원이 크게 상승하고 
있다. 그러나 내용 면에서는 한국에 대한 일본의 출원이 
내국인보다 42% 더 많아 국내 기업의 경쟁력 확보가 시
급한 것으로 나타났다. 

화면이나 렌즈를 더 맑고 더 선명하게 즐기도록 하는 것이 
광학 표면 처리 기술의 핵심이다. 밝은 태양 아래에서 휴대 
전화를 볼 때 화면이 잘 보이지 않아 불편을 겪었던 경험이 
누구나 한번은 있을 것이다. 또한, 추운 날씨에 온도 변화로 
발생한 안경이나 자동차 유리의 김 서림은 때때로 안전에 
큰 위협이 되기도 한다. 



- 2 -

이 분야에서 지난 35년간(1979~2013년) 국내 특허 출원은 
총 737건에 이른다. 2000년까지는 한 해 평균 4건 남짓
이었으나, 2001년 이후 연평균 50건으로 크게 증가하였다. 
특히 최근 캠핑․마라톤․등산 등 레저 문화 활동의 증가에 
따른 기능성 렌즈의 수요, 야외에서 사용하는 휴대 기기의 
증가, 고품질 디스플레이 산업의 발전 등에 따른 것으로 
보인다. [붙임 1 참조]

디스플레이뱅크에 따르면1) 대표적인 광학 표면 처리 분야인 
편광판용 표면 처리 필름의 수요량이 해마다 8.7%씩 
성장하여 2016년에 서울 면적의 절반인 약 3억 제곱미터에 
이를 것으로 전망된다. 또한, 산업연구원은2) 광학 산업 
시장이 연평균 9.3%의 성장률을 보여 2015년에는 5천7백억 
달러 수준에 도달할 것으로 보고 있다. 

일본(345건, 46.8%)이 최다 출원국이 된 것은 앞선 광학 
재료 기술 및 가공 기술에 힘입어 표면 처리 분야까지 연구 
개발을 지속한 결과로 보인다. 그 밖의 외국인 출원으로 미
국, 프랑스, 독일, 대만 등이 뒤를 이었다. [붙임 2, 3 참조]

주요한 출원 기술로는 표면에 나노 구조물을 형성시켜 
반사광을 산란시키는 무반사 기판, 눈부심과 눈의 피로를 
방지하기 위하여 표면에 반사 방지 코팅층 및 자외선 차단 
코팅층을 형성하는 렌즈, 김 서림을 방지하도록 친수성 
1) 디스플레이뱅크, “편광용 표면처리 시장 및 산업 분석”, 2013년 4월.
2) 산업연구원, “2012년 광학기기 및 용품류 업종 산업경쟁력 실태조사”, 2012. 12. 26.
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코팅층을 형성하는 유리 등이 있다.

특허청 이진욱 과장은 “최근 광학 표면 처리 분야에서 
내외국인 간의 출원건수 차이가 좁혀지고 있어 고무적이다. 
그러나 국내 기업의 기술 수준이 외국 기업보다 뒤처져 
있는 것은 사실이다. 전문 인력의 양성, 고급 기술의 개발 
및 강한 특허의 확보를 통한 경쟁력 강화가 요구된다.”라
고 말했다. [붙임 1 참조]
[붙임] 1. 광학 표면 처리 기술과 관련된 국내 특허 출원 동향

(1979~2013년)

       2. 광학 표면 처리 기술과 관련된 내외국인 국내 특허 출원 동향 

(1979~2013년)

       3. 광학 표면 처리 기술과 관련된 출원인별 동향(1979~2013년)
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[붙임 1] 광학 표면 처리 기술과 관련된 국내 특허 출원 동향

(1979~2013년)

    * 관련된 국제 특허 분류(IPC): G02B 1/10, G02B 1/11, G02B 1/12

(a) 출원년도 구간별 특허 출원 동향

(b) 출원년도별 특허 출원 동향
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[붙임 2] 광학 표면 처리 기술과 관련된 내외국인 국내 특허 출원 동향

(1979~2013년)
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[붙임 3] 광학 표면 처리 기술과 관련된 출원인별 동향(1979~2013년)

출원인 국적 출원건수

다이니폰 인사츠 가부시키가이샤 일본 59

쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 컴파니 미국 25

소니 가부시끼 가이샤 일본 22

호야 가부시키가이샤 일본 21

후지 샤신 필름 가부시기가이샤 일본 17

동우화인켐 주식회사 한국 17

후지필름 가부시키가이샤 일본 17

닛토덴코 가부시키가이샤 일본 16

주식회사 엘지화학 한국 15

에실러에떼르나쇼날(꽁빠니제네랄돕띠끄) 프랑스 14

가부시키가이샤 도모에가와 세이시쇼 일본 12

도레이 첨단소재 주식회사 한국 10

세이코 엡슨 가부시키가이샤 일본 10

삼성전기주식회사 한국 9

삼성전자주식회사 한국 9

미네소타 마이닝 앤드 매뉴팩춰링 캄파니 미국 9

아사히 가라스 가부시키가이샤 일본 8

광주과학기술원 한국 8

린텍 가부시키가이샤 일본 8

제이에스알 가부시끼가이샤 일본 7

제일모직주식회사 한국 7

이노베이션 앤드 인피니티 글로벌 코포레이션 대만 6

이스트맨 코닥 캄파니 미국 6

토카이 옵티칼 주식회사 일본 6

도판 인사츠 가부시키가이샤 일본 6

한국기계연구원 한국 6

한국과학기술연구원 한국 6

가부시키가이샤 브리지스톤 일본 6

스미또모 가가꾸 가부시키가이샤 일본 6

주식회사 코오롱 한국 5

코니카 미놀타 옵토 인코포레이티드 일본 5

주식회사 효성 한국 5

메르크 파텐트 게엠베하 독일 5

엘지이노텍 주식회사 한국 5

가부시키가이샤 니콘 일본 5

한국과학기술원 한국 5


